Tratamiento de Aguas Residuales Mniocipales

Clarificador ARC S1HB
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Desafio Solucidon Resultados
Problema: Revestimiento de poliurea Preparacidén Reportados por el cliente

desprendido y envuelto alrededor del brazo del

rastrillo, lo que conduce a la delaminacién total.

Objetivo: Retirar el revestimiento y que ha
fallado para proporcionar un revestimiento de
sello positivo en las superficies internas

Causa Raiz: baja adherencia, permeabilidad,
junto a incremento en niveles acidos
promueven desprendimiento de la poliurea.

Antes — Aplicacion en proceso

e Superficies de hormigdn y acero lavados
con agua a alta presién para eliminar el
revestimiento de degradado.

e Todas las superficies on preparacion SP10
para metal y CSP 3 para hormigdén

Aplicacidn:
1. Grout cementicio fue usados para tratar
algunos parches en el concreto

2. ARC S1HB aplicado con equipo airless a
un eph de 80 100 mils (2-2.5mm)

En proceso — Aplicando S1HB con Air-less de
componentes plurales

* El revestimiento se instald en 2008 y sigue
estando libre de defectos o fallas hasta
2017.
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Después: Acabado "ﬁnal del recubrimiento aplicado

Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.

AW. Chesterton Company disclaims all warranties expressed or implied, including warranties of merchantabilityand fitness for a particular purpose. Liability,

if any, is limited to product replacement only. Any images contained herein are for general illustrative or aesthetic purposes only and are not intended to convey
any instructional, safety, handling or usage information or advice respecting any product or equipment. Please refer to relevant Safety Data Sheets, Product Data
Sheets, and/or Product Labels for safe use, storage, handling, and disposal of products, or consult with your local Chesterton sales representative.
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